


























































专利名称(译) 取代的双芳氧基联苯化合物用于发光器件

公开(公告)号 US9343684 公开(公告)日 2016-05-17
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[标]发明人 ZHENG SHIJUN

发明人 ZHENG, SHIJUN

IPC分类号 H01L51/50 H01L51/00 C09K11/06 C07D209/86 C07F7/08 C07F15/00 C07C217/92
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代理人(译) JOHNSON，BRENT A.

审查员(译) CLARK，GREGORY

其他公开文献 US20140284554A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

根据式1的化合物可以用作主体材料，空穴转移材料，空穴注入材料，或
用于诸如有机发光器件的电子器件中的其他目的。
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